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Spodsob vyroby oxychloridu fosforeéného
oxiddciou chloridu fosforecného suchym
kyslikom. Kvapky oxychloridu fosforetného
a chloridu fosforitého, ktoré si unédSané v
odplyne z oxida¢ného reaktora, sa oddelu-
ju v suchom odluéovati kvapiek. Odlucovac
je vyrobeny z korézne odolnych materidlov
a v fom je tkaninovd filtracnéa vloZka tak-
tieZ z kordzne odolného materidlu. Sp6sob
mé oproti doteraz vyuZivanym malym ab-
sorbérom vyhodu v tom, Ze v suchom odlu-
¢ovadi zachytené kvapky sa moZu znovu
vratit do oxidatného reaktora, ¢im sa za-
bezpeti bezsiratovA vyroba a bezpelnejsi
chod prevadzky a zniZenie moZnosti vyro-
nov chlorovodika do okolia.
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‘Vyndlez sa tyka spdsobu vyroby oxychlo-

ridu fosforetného oxidaciou suchym Kkysli-
koem. .
Oxychlorid fostoreény sa vyrdba oxidé-
ciou chloridu fosforitého v oxidafnych re-
aktoroch, cez ktoré prechddza kyslik, kto-
ry reaguje s, chloridom fosforitym za vzni-
ku oxychloridu fosfore&ného. Reakcia je sil-
ne exotermickd a preto si oxidatné reakto-
ry chladené tak, aby teplota neprekroéila
60 °C. Po skonéeni reakcie, ked je chlorid
fosfority naoxidovany, teplota v oxidatnom
reaktore rychlo poklesne. OxidaCné reakto-
ry st chladené povrchovym skrapanim chla-
diacou vodou. :

Teplotu reakcie 60°C je déleZité udrZia-
val, pretoZe oxychlorid fosforetny a chlo-
rid fosfority mé silné korozivne u¢inky. Sto-
py vlhkosti ich rozkladaji za vzniku kyse-
liny fosforetnej a chlorovodikovej a preto
maju silné korozivne udinky. Na ochranu o-
xidaénych reaktorov a transport obidvoch
médii sa musia pouZivat obdobné materidly
{olovo, umelé hmoty a pod.}, ktoré pri vys-
§ich teplotach sa deformujn.

Pre zamedzenie rozkladu chloridu fosfo-
ritého a oxychloridu fosforetného je po-
trebné zbavit kyslik zbytkovej vlhkosti.

Nezreagovany kyslik a inert odch&dzaju-
ce z oxida¢nych reaktorov strhavaji so se-
bou kvapky chloridu fosforitého a oxychlo-
ridu fosforeéného, ktoré je potrebné odde-
lit.

V doteraz popisanych postupoch pripra-
vy oxychloridu fosfore¢ného sa kvapky chlo-
ridu fosforitého a oxychloridu fosforetné-
ho zachytédvali v mokrej pracke, kde sa ab-
sorbovali za vzniku kyseliny fosforelnej a
chlorovodikovej.

V tomto vyndleze sa rieSi oddelovanie
kvapiek oxychloridu fosfore¢ného a chlo-
ridu fosforitého suchym spbsobom tak, ako
je to nakreslené na obr. Na odludenie kva-
piek sa pouZiva suchy odlucovac, ktory je
z materidlu odolavajicemu kyslej korodzii a
je v ilom tkaninova filtratnad vloZka z ko-
rézne odolného materidlu (umelé hmoty).

Podstatou tohto vyndlezu je, Ze chlorid
fosfority sa oxiduje suchym kyslikom. Kvap-
ky oxychloridu fosfore€ného strhnuté kys-
likom a inertom sa oddelia v suchom odlu-
dovadi, ¢im sa ziska zmes chloridu fosfori-
tého a oxychloridu fosforetného, ktord sa
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vriati do oxida&ného reaktora. MnoZstvo
vratenej zmesi sa pohybuje v rozmedzi 1
a? 10 % hmotovych z nédsady do oxida&né-
ho reaktora.

Hlavné vyhody usporiadania reakénych
systémov podla tohto vynélezu spo&ivaja v
tom, Ze zabezpetuji plynuly chod oxidécie.

Suchym odluéovanim kvapiek oxychlori-
du fosforetného a chloridu fosforitého sa
tieto vracaja naspidt do oxidadného reakto-
ra, ¢im sa zabezpefuje bezstratové prevé-
dzkovanie. Usporiadanie zariadenia potreb-
ného na oxidéciu je velmi jednoduché a za-
riadenie sa vyrobi z materidlov kordzne o-
dolnych. Suchym odlu¢ovanim kvapiek o-
xychloridu fosforeéného a chloridu fosfori-
tého sa oproti mokrému odlu€ovaniu ra-
pidne zvy8i bezpecfnost prevddzky a zabra-
ni moZnym vyronom chlorovodika.

Na vykrese je na obr. nakreslend schéma
vyroby oxychloridu fosfore&ného.

Kyslik prechédza cez su8i¢ 1 kysiika do
oxidatného reaktora 2, z ktorého odplyny
spolu s kvapkami oxychloridu fosfore&né-
ho a chloridu fosforitého prechadzaji cez
suchy odludovag 3, kde sa kvapky oddelia
a vratia do oxidaéného reaktora 2, Odplyny
st odtahované ventildtorom 4, ktory je na
konci absorpéného systému a odfukuje i-
nert a kyslik do atmosféry.

Priklad 1

Do oxida&ného reaktora sa predloZi 4 500
kilogramov PCls a oxiduje sa pri teplote 60
stupiiov Celzia 4 dni suchym kyslikom.
Kvapky oxychloridu fosforefného strhéva-
né pridom kyslika sa zachytdavaji v suchom
odludovadi, odkial sa 1X denne vracaji
spét do oxida¢ného reaktora.

Priklad 2

Do oxida&ného reaktora sa predloZi 4 500
kilogramov PCl3 a oxiduje sa pri teplote 60
stupiiov Celzia 4 dni suchym Kkyslikom.
Kvapky oxychloridu fosforeéného strhéva-
né pridom Kkyslika sa zachytavaju v suchom
odlutovadi. Odtial sa po skonfeni oxidéacie
vypustia do dalSieho oxidatného reaktora
a doplnia sa na 4500 kg PCls. Tato zmes
sa oxiduje pri teplote 60°C tak, ako je to
uvedené v priklade 1.

PREDMET VYNALEZU

Spdsob vyroby oxychloridu fosfore&ného
oxiddciou chloridu fosforeéného suchym
kyslikom v oxidaénom reaktore, v ktorom
sa. udrZiava teplota 60°C, vyznacujlici sa

tym, ¥e v odplyne unadSané kvapky chloridu
fosforitého a oxychloridu fosforeného sa
oddeluji v suchom odlutovaéi kvapiek a
vracaji sa naspédt do oxidatného reaktora.

1 list vykresowv




255367




	BIBLIOGRAPHY
	CLAIMS
	DRAWINGS

